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Topnik do lutowania

Przedmiotem wynalazku jest topnik do lutowania potaczeri elektrycznych, zwtaszcza do zmechanizowane-
go lutowania obwodéw drukowanych. Znany jest z opisu patentowego ZSRR nr 715267 topnik do lutowania w
ktérym podstawowymi sktadnikami s3 — bezwodnik maleinowy i glikol etylenowy, posiadajacy zastosowanie
przede wszystkim do lutowania pokryé niklowych. Znany jest réwniez topnik do lutowania w ktérego sktadzie
uzyto — bezwodnik czterochloroftalowy i poliglikol etylenowy, odznaczajacy sie mata aktywnoscig lutowniczg i
duza agresywnoscia korozyjng wystepujaca po uzyciu do zmywania resztek topnika rozpuszczalnikéw organicz-
nych. Wadga opisanego wyzej topnika jest niemozliwo$¢ zastosowania mycia wodnego co jest szczegdlnie istotne w
procesach przemystowych.

. Znany jest ponadto topnik do lutowania powierzchni niklowych oraz stopu cyna-ot6w zawierajacy chloro-

wodorek hydrazyny 4% wagowe, glikol etylenowy 46% wag. i alkohol etylowy 50% wag. odznaczajacy si@ mata
aktywnoscia powierzchni lutowanych stopu cyna-otéw i powierzchni niklowych, oraz duza aktywnoscia korozyj-
na w pofaczeniach lutowniczych wystepujaca po zmyciu resztek topnika zaréwno rozpuszczalnikami organiczny-
mi jak i woda. B}

Celem wynalazku-jest opracowanie topnika do lutowania charakteryzujacego sie brakiem wystepowania
ognisk korozji przy jednoczesnym zapewnieniu zmywalnosci resztek topnika woda oraz wysokq aktywnoscia
powierzchni lutowniczej cyna-otéw. Istota wynalazku polega na potaczeniu 2—10% wag. wodzianu hydrazyny z
2+4% wag. chlorowodorku hydrazyny lub dwuchlorowodorku hydrazyny, z 25+50% wag. glikolu etylenowego
lub gliceryny oraz 36+71% wag. alkoholu etylowego. Zastosowanie wedtug wynalazku w sktadzie chemicznym
topnika do lutowania, wodzianu hydrazyny obok chlorowodorku hydrazyny, glikolu etylenowego i alkoholu
etylowego uaktywnia powierzchnie stopu cyna-otéw w trakcie lutowania oraz zobojetnia wodne jony wodoro-
we [H+] w roztworze doprowadzajac odczyn roztworu topnika do pH 7 to jest do stanu obojetnego.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przyktadach wykonania topnika do lutowania powierzchni cyna-
-otéw. Stwierdzone zostato, ze powstawanie ognisk korozji po zastosowaniu do lutowania powierzchni cyna-
-otéw topnika zawierajagcego chlorowodorek hydrazyny jest wynikiem obecnoéci wolnych jonéw
wodorowych [H+] catkowicie odpowiedzialnych za korozje powierzchni stopu cyna-0téw zaréwno przy stoso-
waniu do zmywania resztek topnika, rozpuszczalnik6w polarnych jak i niepolarnych. W trakcie badar laborato-
ryjny ch i technicznych nad uaktywnieniem powierzchni stopu cyna-otéw w czasie lutowania oraz nad wyelimino-
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waniem ognisk korozyjnych wystepujacych po zmyciu powierzchni lutowania woda stwierdzone zostato nieocze-
kiwanie ze dobre rezultaty daje uzycie w sktadzie chemicznym topnika na bazie chlorowodorku hydrazyny,
glikolu etylowego i alkoholu etylowego, zwiazku pochodnego chlorowodorku hydrazyny w postaci wodzianu
hydrazyny o podobnych wtasciwosciach fizykochemicznych, co eliminuje koniecznos¢ wprowadzenia dodatko-
wych mediéw. .

Przyktad |. Dwuchlorowodorek hydrazyny — 4% wag., glikol etylenowy — 30% wag., alkohol etylo-
wy — 60% wag., wodzian hydrazyny — 6% wag.

Przy ktad Il. Chlorowodorek hydrazyny — 2% wag., gliceryna — 25% wag., alkohol etylowy —
71% wag., wodzian hydrazyny — 2% wag.

Zastosowanie wedtug wynalazku w sktadzie topnika, wodzianu hydrazyny zobojetniajacego wolne jony
wodorowe [H+] eliminuje wystepowanie ognisk korozyjnych po zmyciu woda powierzchni lutowanych co czyni
go szczegdlnie przydatnym w procesach lutowania zmechanizowanego obwodéw drukowanych.

Zastrzezenie patentowe

Topnik do lutowania spoiwem cynowo-otowiowym potaczeri elektrycznych zwtaszcza do zmechanizowa-
nego lutowania obwodéw drukowanych zawierajacy chlorowodorek hydrazyny, glikol etylenowy, alkohol etylo-
wy, znamienny tym, ze 2+10% wag. wodzianu hydrazyny jest potaczone z 2+4% wag. chlorowodorku
hydrazyny lub dwuchlorku hydrazyny, z 25+50% wag. glikolu etylenowego lub gliceryny oraz 36+71% wag.
alkoholu etylowego.
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